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Tagesordnung  

 

Thema: 64. Treffen des Industrie-Arbeitskreises Rechtskonformes 
Umweltmanagement in der Elektronikindustrie: Umsetzung von RoHS, 
REACh, ErP, WEEE und weiteren Umweltanforderungen 

Datum:  Mittwoch, den 6. September, 10:00 Uhr 

Ort: Fraunhofer IZM 
Gustav-Meyer-Allee 25, Gebäude 17, Raum 60a/b, 13355 Berlin 
 

Teilnehmer: Arbeitskreismitglieder, Referenten 

Agenda 

ab 09:30 Uhr 

Anmeldung und Kaffee 

 

10:00 Uhr  

Neues aus der Gesetzgebung 

Karsten Schischke, Fraunhofer IZM  

10:30 Uhr 

Entwurf der EU-Verpackungsverordnung 
Lina Bauer, 1cc 

11:10 Uhr 

Ökodesign-Anforderungen an Drucker und die Überarbeitung der 
WEEE – Was muss besser werden aus Sicht der Aufarbeitung von 
Tonerkartuschen? 
Volker-Oliver Kappius, DKWU 

11:50 Uhr 

Restricted Substance Management Standard: Erfahrungen mit 
umfassenden Lieferantenanforderungen bei Ford 
Stefan Riewer, Ford-Werke GmbH 

12:30 Uhr 

Mittagessen 

13:30 Uhr 

Überblick über die geplante PFAS-Beschränkung unter REACH 

Jona Schulze, Umweltbundesamt 
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14:10 Uhr 

Konsequenzen eines PFAS-Verbots für die Photonik 

Jörg Mayer, Spectaris 

14:50 Uhr 

Kaffeepause 

15:10 Uhr 

Umgang mit PFAS in Lieferketten 

Jochen Dettke, DEKRA 

15:50 Uhr 

Digitaler Produktpass – Ein Update zum Stand der 
Entwicklungen 

Eduard Wagner, Fraunhofer IZM 

16:30 Uhr 

Abschließende Diskussion  

16:45 Uhr 

Ende der Veranstaltung 


